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Hybrydowy zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji
chemicznych

Zastrzezenie patentowe

Hybrydowy zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych, zwtaszcza utyli-
zacji toksycznych gazdéw sktadajacy sie z trzech uzwojen tréjfazowych, przy czym jedno z nich
laczone jest w otwarty trojkat, znamienny tym, ze skiada si¢ z trzech jednakowych, jednofa-
zowych transformatorow trojuzwojeniowych z magnetowodami o znacznym stopniu nasycenia,
ktorych uzwojenia pierwotne (1) potaczone sa w gwiazde¢ i przylaczone do trojfazowej sieci
zasilajacej, jedno uzwojenie wtorne (2) potaczone jest w gwiazde i polaczone jest z elektrodami
roboczymi plazmotronu (4), drugie uzwojenie wtorne (3) polaczone jest w otwarty trojkat i
potaczone jest z punktem neutralnym (N,) uzwojenia wtérnego (2) i elektrodg zaptonowg (Z)
plazmotronu (4).
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Przedmiotem wynalazku jest hybrydowy zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji
chemicznych w fazie gazowej, zwlaszcza utylizacji toksycznych gazow.

Dotychczas znane sa z literatury dotyczacej transformatorow energetycznych miedzy
innymi z “Poradnika Inzyniera Elektryka”, T. II/NT/1975 r., str. 506 - 507 transformatory
tréjuzwojcniowe, skladajgee si¢ z trzech uzwojen trojfazowych, przy czym jedno z nich tgczone
jest w otwarty trojkat i zwane jest uzwojeniem wyréwnawczym. Uzwojenie nie jest potgczone
metalicznie z pozostalymi uzwojeniami i stuzy do zmniejszania - tagodzenia skutkow asymetrii
obciazenia uzwojen roboczych transformatora. Dotychczas do  zasilania tukowych
plazmotronow stosuje si¢ transformatory o duzej reaktancji wewnetrzne]. W plazmotronach
duzej wydajnosci o wielu ukiadach elektrod stosuje si¢ transformatory o maiej reaktancji 1 dlawiki
ograniczajace prad, wigczone szeregowo z kazdym ukladem elektrod. Wadg tych zasilaczy jest
mate wykorzystanie mocy, koniecznos¢ kompensacji mocy biernej bateria kondensatoréw oraz
niska sprawnos¢ energetyczna. Male wykorzystanie mocy transformatordéw zasilacza wynika
stad, Zze napi¢cie zaplonu plazmotronu jest kilkakrotnie wyzsze od napigcia pracy przy palacym
sie tuku.

Istota hybrydowego =zasilacza plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych,
zwlaszcza utylizacji toksycznych gazow skladajacego sie z trzech uzwojen tréjfazowych, przy
czym jedno z nich faczone jest w otwarty trojkat jest to, ze skfada si¢ z trzech jednakowych,
jednofazowych transformatoréw tréjuzwojeniowych z magnetowodami o znacznym stopniu
nasycenia, ktérych uzwojenia pierwotne potaczone sa w gwiazde i przylaczone do tréjfazowe;j
sieci zasilajace], jedno uzwoienie wtorne polaczone iest w gwiazde 1 potaczone jest z elektrodami
roboczymi plazmotronu, drugie uzwojenie widrne polgczone jest w otwarty tr6jkat 1 polaczone
jest z punktem neutralnym uzwojenia wtérnego i elektroda zaplonowa plazmotronu.

Korzystnym skutkiem stosowania zasilacza wedlug wynalazku jest zmniejszenie strat
energetycznych. W jednym urzadzeniu uzyskuje si¢ wysokie napiecie potrojone] czestotliwoscei
do zapalania tuku przy bardzo malym pradzie 1 duzy prad czestotliwosci sieciowej przy
obnizonym napigciu, co umozliwia peine wykorzystanie mocy transformatora.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku.

Hybrydowy zasilacz plazmotronu do prowadzenia reakcji chemicznych, zwlaszcza utyli-
zacj1 toksycznych gazow skilada si¢ z trzech uzwojen trojfazowych, przy czym jedno z nich
faczone jest w otwarty trojkat. Hybrydowy zasilacz ma trzy jednakowe, jednotazowe transtor-
matory trojuzwojeniowe z magnetowodami o znacznym stopniu nasycenia, ktérych uzwojenia
pierwotne 1 polaczone sa w gwiazde 1 przylaczone do trojfazowe) sieci zasilajace), jedno
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uzwojenie wtorne 2 potaczone jest w gwiazde 1 potaczone jest z elektrodami roboczymi
plazmotronu 4, a drugie uzwojenie wtdrne 3 polaczone jest w otwarty trojkat 1 potaczone jest z

Zasilacz plazmotronu sklada si¢ z trzech jednakowych jednotazowych transtormatorow
tréjuzwojeniowych z magnetowodami o znacznym stopniu nasycenia, takim aby w strumieniach
magnetycznych trzecie harmoniczne osiggaty duze wartosci.Uzwojenia pierwotne 1 tych trans-
formatoré6w polaczone sg w gwiazde i przytaczone sa do trdjfazowej sieci niskiego napigcia RST.
Uzwojenie wtorne 2 wykonane na napigcie 1 prad palacego si¢ tuku polaczone jest w gwiazde,
a jego zaciski a, b, ¢ polaczone sg z symetrycznym trojfazowym ukladem elektrod r, s, t
plazmotronu 4. Uzwojenie wtdrne 3, wykonane na napiecie potrojonej czgstotliwosci o wartosci
napiecia zaptonu 1 prad o okoto 0,01 wartosci pradu tuku polaczone jest w otwarty trojkat i
przylaczone do punktu neutralnego N, wtornego uzwojemia 2 gwiazdowego 1 elektrody
zaptonowej Z plazmotronu 4. Przy znacznym nasyceniu magnetowodéw transformatoréw w
uzwojeniu wtérnym 3 indukuje si¢ napiecie potrojnej czestotliwosci, ktdre wywotuje zapton tuku
w plazmotronie. Rezystancia przerwy elektrodowei po zapaleniu sie haiku bardzo maileje, a ze
wzrostem pradu potrojone) czestotliwosci maleje jego napiecie 1 kiedy osiagnie wartos$¢ rdwna
napigciu uzwojenia 2 przejmuje pracg to uzwojenie, kidre moze przenosi¢ duzy prad. Po
zgasni¢ciu tuku cykl powtarza sie.
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